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Bandymo salygos:

Westford dirbtuveése
naudojant ,,Empire” sméliavimo jrenginj,
nustacius 100 psi slégj, naudojant Al203
rudajj smelj, Nr. 80 grubumo
(,McMaster Carr”).
Atstumas nuo purkstuvo antgalio iki
meginio yra apie 20 coliy.
Smeéliavimo trukmeé - 30 sekundziy
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